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Luft- und Raumfahrt 'D-N
Messen des elektrischen Oberflachenwiderstandes —_—
; elektrisch leitfahiger Schichten 65 181

Aerospace; Measurement of electrical surface resistance of conductive layers

Aéronautique et espace; Mesure de la résistance de surface électrique des couches conductrices

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
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1 1 Anwendungsbereich und Zweck
»
s Elektrisch nichtleitende, aerodynamisch beanspruchte Oberflachen (z. 8. FK-Oberflachen) laden sich wahrend
der Beanspruchung (z. B. bei Flugzeugen wahrend des Fluges) elektrostatisch auf. Durch die Bildung groBe-
et rer Ladungsansammlungen kann es zu plotzlichen Entladungen mit storenden Uberschligen auf die Jeitende
€ Struktur kommen (Korona-Entladungen).
2
ot Zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Aufladung und zur Abschirmung gegen &uBere elektrische
Felder sind elektrisch leitfahige Beschichtungen geeignet.
] Diese Norm ist fiir das Messen des elektrischen Oberflachenwiderstandes elektrisch leitfahiger Beschichtun-

gen anzuwenden. Sie beschreibt ein MeBverfahren ("Leitgummi-Elektrodenanordnung") fir die Bestimmung des
elektrischen Oberflachenwiderstandes bei (15 bis 35) “C und maximal 70 % relativer Luftfeuchte.

Nach dieser Norm kénnen elektrische Oberflachenwiderstinde im Bereich von 1 Q bis 100 MQ gemessen werden.

2 Begriffe und Kurzzeichen

FK = Faserverstarker Kunststoff
(z. B.: GFK = Glasfaserverstarkter Kunststoff)

Jede Art der Vervielféltigung, auch aus:

PMMA = Poly(methylmethacrylat)

Weitere Kurzzeichen nach DIN 7728 Teil 1 und Teil 2
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2.1 Definition der elektrischen Oberflichenwiderstandsbereiche -~
Mit Ricksicht auf die MeB-Gleichspannungen wurden folgende Widerstandsbereiche festgelegt:

Niederohmig: 192 bis 5 k@

Mittelohmig: iber 5 kQ bis 500 kQ

Hochohmig: iber 500 kQ bis 100 MQ

Die zugehdrigen konstanten MeB-Gleichspannungen (* 1 %) betragen:

Niederohmig: 0,5 V

Mittelohmig: 50 V

Hochohmig: 500 V

Anmerkung: Bei 500 V MeB-Gleichspannung ist im Hinblick auf den Personenschutz eine Strombegrenzung auf
1 mA notwendig.

3 Grundlagen des MeBverfahrens

Grundlage des WiderstandsmeBverfahrens ist die Messung bei konstanter Spannung und damit widerstands-
abhangigem Strom.

Fiir die Messung ist eine Mindestflache von 300 mm x 300 mm notwendig.

Das Verhdltnis der Dicke der leitfdhigen Beschichtung zum Mittenabstand der Elektroden muB klein sein
(1 : 50). Dies entspricht einer Schichtstirke von maximal 1 mm.

Der elektrische Oberflichenwiderstand RoL wird zwischen zwei punktformigen Elektroden (siehe Elektrodenan-
ordnung, Bild 1) gemessen.

Der Widerstand der MeBzuleitung muB gegeniiber dem 2u messenden Widerstand vernachlassigbar klein gehalten
werden.

Der mit Leitgummi-Elektrodenanordnung nach dieser Norm gemessene elektrische Oberflichenwiderstand ent-
spricht nicht in allen Fallen den mit anderen MeBmethoden ermittelten Werten.

Anmerkung: Die Elektrodenanordnung nach der Priifung DIN 65 181 - A hat aufgrund der Verwendung von elasti-

schen Leitgummi-Elektroden den Vorteil, daB ihre Anwendung an konkav oder konvex geformten Oberflachen
ohne zusdtzlichen Aufwand méglich ist.

4 Bezeichnung des MeBverfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zum Messen des elektrischen Oberflichenwiderstandes elektrisch leitfahiger
Schichten:

Priifung DIN 65 181 - A
Benennung

DIN-Hauptnummer

Kennbuchstabe des Verfahrens

5 MeBmittel
5.1 MeBgerate
Als MeBgerdt kann ein handelsiibliches Strom-MeBgerit verwendet werden, das eine Verkehrsfehlergrenze von 1 %

hat. Alternativ dazu ist ein Widerstands-MeBgerdt einsetzbar, das bei konstanten Spannungen, wie in Ab-~
schnitt 2.1 definiert, arbeitet.

5.2 Elektrodenanordnung

Die Elektrodenanordnung besteht aus einem Halter aus Isolierstoff, in dem zwei Elektroden aus leitfdhigem
Silikonelastomer sowie die Anschliisse zum MeBgerit untergebracht sind (siehe Bild 1).
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